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I W@ LiSi Familie

Mit unseren Lithium-Disilikat-Losungen konnen Sie mit
minimalem Aufwand hochste Qualitat erzielen.

Pressen oder schleifen
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Initial LiSi Press Initial LiSi Block
Pressbare Lithium-Disilikat-Ingots Vollkristallisierte CAD/CAM-Blocke aus Lithium-Disilikat

High Density Micronization

Eine einzigartige Technologie von GC, die flr untbertroffene
physikalische Eigenschaften und besonders natirliche, 5, B
naturgetreue Asthetik sorgt. @’ECHNo@»"

Malen oder Micro-Layering

Unabhéngig davon, welche Technik Sie bevorzugen: Mit Initial IQ Lustre Pastes ONE,
Initial IQ ONE SQIN oder Initial LiSi erhalten Sie herausragende Ergebnisse.

Initial LiSi Block, ohne Charakterisierung Initial LiSi Block und Initial IQ Lustre Initial LiSi Press und Initial IQ ONE SQIN Initial LiSi Press & Initial LiSi — M. Briisch,
(poliert) — J. Tapia Guadix, Spanien Pastes ONE - C. von Bukowski, —J. Komoda, Polen Deutschland
Deutschland
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